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50nm에서 500nm 이내의 균일한 크기를 갖는 Polystyrene, PMMA, silica 등이 배열된 void를 은, 니

켈, 금 등의 금속으로 메운 다음 colloidal crystal을 제거하여 마크로 기공의 금속구조체를 제조하였

다. 이러한 구조체의 제조에는 액상 법에 의한 전통적인 막 구조체제조방법과 에어로졸 상을 이용한 

구형 구조체의 제조방법이 동시에 사용되었다. 구조체의 물성에 미치는 여러 공정상의 변수들이 체

계적으로 검토되었다.    




